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Accélération de faisceaux d’ions par laser intense
ultracourt et applications

Les faisceaux d’ions collimatés et énergétiquesélacgés par lasers
ultracourts et ultra-intenses présentent des gr@miuniques qui leur conférent
un fort potentiel applicatif. Parmi les caractéqgges uniques de ce type de
source en comparaison des faisceaux produits gaadeélérateurs, on peut
citer : une excellente laminarité transverse, um@le de source
équivalente extrémement faible (~um), une trés teodurée de la source
(~ps), un large spectre en énergie, permettantehatben mode radiographie un
film des évenements sondés en un seul tir. Nouseptérons les travaux que
nous avons menés quant a la compréhension, la@asation, la mise en forme
(spatiale et en énergie) et 'augmentation en éaatg ces faisceaux, ainsi que

des applications.
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